
6 października 1932 r.

/
o paT£*;. A01* 4i/06

>

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 16462.
Gustav Litsche
(Stolz, Niemcy).

Środek do niszczenia chwastów.
Zgłoszono 18 kwietnia 1930 r.
Udzielono 30 maja 1931 r.

KI. 4fcts.

Do niszczenia chwastów na roli używa¬
no często siarczan miedziowy. Ten środek
ma jednak tę wadę, że rozpuszcza się trud¬
no w zimnej wodzie, wskutek czego praca
na polu wymaga dużo czasu. Przy silniej¬
szych stężeniach, jakie są konieczne do
niektórych rodzajów chwastów lub do wy¬
rośniętych chwastów, niszczy również pło¬
dy ziemne.
Jako środek do niszczenia chwastów u-

żywano również kwas siarkowy. Kwas siar¬
kowy niema jednak tego samego niszczą¬
cego działania jak siarczan miedziowy,
wskutek czego należy używać go w silniej¬
szych stężeniach, powodując przez to nie¬
korzystne zakwaszenie gleby. Kwas siar¬
kowy jest natomiast korzystniejszy od
siarczanu miedziowego, ponieważ pożąda¬
ny roztwór może być natychmiast przygo¬

towany a cena środka jest znacznie mniej¬
sza od ceny siarczanu miedziowego.
Według niniejszego wynalazku usuwa

się wady obu środków przez to, że używa
się mieszaniny kwasu siarkowego i siar¬
czanu miedziowego, w której to mieszaninie
kwas siarkowy jest zawarty w mniej wię¬
cej trzy razy większej ilości niż siarczan
miedziowy.
W celu wykonania sposobu miesza się

najlepiej 1 część sproszkowanego siarczanu
miedziowego z 3 częściami kwasu siarkowe¬
go 60° Be. Tworzy się papka, którą paku¬
je się do naczyń i wysyła. Środek, w któ¬
rym siarczan miedziowy jesit częściowo roz¬
puszczony, rozpuszcza się łatwo w koniecz¬
nej ilości wody, wskutek czego przy roz-
puszczaoiu niema strat na czasie, jak tego
wymaga czysty siarczan miedziowy. W



swem działaniu mieszanina jest równo¬
znaczna z odpowiednio stężonym czystym
roztworem siarczanu miedziowego, ma na¬
tomiast tę zaletę, że jest znacznie tańsza.

Zastrzeżenie patentowe.

Środek do niszczenia chwastów, zna¬

mienny tern, że składa się z siarczanu mie¬
dziowego i z około potrójnej ilości kwasu
siarkowego 60° Be.

Gustav Li-tsche.

Zastępca: Dr, inż. M. Kryzan,
rzecznik patentowy.

Druk L. Bogusławskiego i Skl, Wjrszawa.
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